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El término de refractariedad en los minerales de oro y plata, se refiere a aquellos minerales que no permiten la extracción de mas
del 80 %  de los metales preciosos. Entre las causas que provocan la refractariedad en los minerales, se encuentra la encapsulación
de los metales preciosos en matrices de sulfuros o cuarzo. Partícularmente la encapsulación de los metales preciosos en matrices
silíceas es poco tratable, debido a la iniercia química de la sílice; el presente trabajo muestra la evaluación de la disolución de la
matriz silicea en minerales con plata ocluida con triisopropanolamina en medio básico, mostrando un disolución del 25% de la matriz.
La evaluación del efecto del tipo de base utilizada como catalizador en la reacción se muestra en el presente trabajo, reportandose
la evaluación de la disolución de la matriz con bases minerales como son la KOH y la NaOH y bases orgánicas como la Et3N, Et2NH,
Et(NH2)2; observandose la mejor disolución en las bases inorgánicas.


